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Abstract (en)
The pressurized gas is extracted from an intermediate storage container (101) and inserted into a high-pressure canister (111). During and or after
filling, gas is extracted from the high-pressure canister, cooled, and returned into the high-pressure canister. The gas flow is provided by power
obtained from the drop in pressure from the gas emerging from the intermediate storage container by means of a pressure-release appliance (103),
rapid-action couplings (104,108) and with flushing pipes (106).

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Füllen von Hochdruckflaschen (211, 311, 411), bei dem ein unter Hochdruck stehendes
Gas aus einem Zwischenspeicher (201, 301, 401) entnommen wird und in die Hochdruckflasche (211, 311, 411) einströmen gelassen wird
und bei dem während und/oder nach der Füllung der Hochdruckflasche (211, 311, 411) Gas aus ihr entnommen wird, gekühlt wird und in
die Hochdruckflasche (211, 311, 411) rückgeführt wird. Dieses Verfahren wird dadurch einfach und betriebssicher, daß die Umwälzung des
aus der Hochdruckflasche (211, 311, 411) entnommenen Gasstroms durch eine Energie bewirkt wird, die aus der Entspannung des aus dem
Zwischenspeicher ausstromenden Gases gewonnen wird. Weiters betrifft die Erfindung ein Gasladesystem zur Durchführung des Verfahrens.
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